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Sposéb ekstrahowania gwajakolv zwlaszcza do produkeii
kalium svlfoguajacolicum
Patent trwa od dnia 28 marca 1955 r.

Do produkcji kalium sulfoguajacolicum zna-
nego Srodka leczniczego, stosowanego zwlasz-
cza jako preparat odkrztusny, stosuje sie gwa-

jakol wyekstrahowany z solanki za pomocg.

benzenu. Ekstrakcja gwajakolu — benzenem
jest niedogodna, ze wzgledu na latwopalnos¢
benzenu i zwigzang z tym konieczno$cig stoso-
wania skomplikowanej  hermetycznej aparatu-
ry. . .

Spos6b wedlug wynalazku pozwala na usu-
niecie tych niedogodnosci. Polega on na zasto-
sowaniu do ekstrakeji gwajakolu rozpuszczal-
nika niepalnego, lotnego, ciezszego od ekstra-
howanej solanki. Odpowiednim rozpuszczalni-
kiem okazal sie np. tréjchloroetylen, ktory le-
piej rozpuszcza gwajakol niz benzen (100 cm®
benzenu rozpuszcza 100,8 graméw gwajakolu w
temperaturze 22°C, za§ 100 cm? trdjchloroetyle-
nu rozpuszcza w tej samej temperaturze 113,3
gramow gwajakolu).

*) Wtlasciciel patentu o$wiadczyl, ze twércg wy-
nalazku jest dr Jan Pasich.
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Zastosowanie  niepalnego  rozpuszczalnika,
np. tréjchloroetylenu, zwieksza znacznie
bezpieczenstwo pracy przy ekstrahowaniu gwa-
jakolu z solanki. Fakt, ze w warunkach ek-
strakcji jest on ciecza ciezsza od samej so-
lanki zawierajgcej gwajakol, pozwala takze na
znaczne uproszczenie aparatury ekstrakeyjnej
i na oddolne odprowadzenie cieczy ekstrahujg-
cej, przy czym aparatdra nie wymaga takiego
uszczelnienia jak w przypadku uzycia benze-
nu.

Zastrzezenie patentowe -

Spos6b ekstrahowania gwajakolu, zwlaszcza
do produkcji kalium sulfoguajacolicum za po-
mocg organicznych lotnych rozpuszczalnikow,
znamienny tym, ze jako rozpuszczalnik stosu-
je sie ciecz niepalna, ciezszag w warunkach ek-
strakcji od solanki zawierajacej gwajakol, np.
tréjchloroetylen.
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